
＜浮遊細胞＞ ＜浮遊細胞＞

K562 OKT4

セルメニティ 95.3% セルメニティ 93.1%

他社A 96.5% 他社A 93.2%

他社B 53.2% 他社B 50.4%

＜浮遊細胞＞ ＜接着細胞＞

JURKAT HEK293

セルメニティ 97.6% セルメニティ 94.8%

他社A 99.6% 他社A 96.4%

他社B 94.9% 他社B 100.0%

＜接着細胞＞ ＜接着細胞＞

HEK293-T HeLa S3

セルメニティ 97.2% セルメニティ 98.6%

他社A 97.9% 他社A 98.5%

他社B 100.0% 他社B 98.4%
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